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Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Breitseitenkokillenplatte (1) fir eine StranggieBkokille, aufweisend eine Kontaktflache (2) zum Kontaktieren eines in der
StranggieBkokille gegossenen Gie3strangs, wobei in der Kontaktflache (2) eine Vertiefung (3) ausgebildet ist, die beztglich einer Breitenrichtung
der Kontaktflache (2) in einem mittleren Bereich der Kontakiflache (2) angeordnet ist und eine Tiefe (T) aufweist, die sich in Richtung eines
kokilleneintrittsseitigen oberen Randes (4) der Kontaktflache (2) kontinuierlich vergréBert, wobei die Vertiefung (3) in Breitenrichtung der
Kontaktflache (2) beidseitig vorzugsweise jeweils stetig differenzierbar in einen eben ausgebildeten Flachenabschnitt (5, 6) der Kontaktflache (2)
Ubergeht, wobei die Flachenabschnitte (5, 6) in einer gemeinsamen Ebene angeordnet sind. Um innerhalb der StranggiefBkokille mechanische
Spannungen in der Strangschale des Gief3strangs zu minimieren, weist die Vertiefung (3) Uber ihre Hohe (L) eine konstante Breite (B) auf, ist
zwischen dem unteren Ende der Vertiefung (3) und dem kokillenaustrittsseitigen unteren Rand (7) der Kontaktflache (2) ein weiterer ebener
Flachenabschnitt (8) der Kontakiflache (2) angeordnet, der in der gemeinsamen Ebene liegt, und geht die Vertiefung (3) in Héhenrichtung z der
Kontaktflache (2) in einem zumindest stetigen unteren Ubergang in den weiteren unteren Flachenabschnitt (8) tiber.
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